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Abstract (en)
The switching device has an actuating magnet (4) provided in a magnetic chamber (3). A spring element is fixed in the magnetic chamber by the
actuation magnet. A moving switching contact and a stationary switching contact are provided, where the moving switching contact is moved by the
actuation magnet. The magnetic chamber has an assembly opening (1) for inserting or removing a tolerance insert (2). The assembly opening is
provided at a side wall (11) of the magnetic chamber. An independent claim is included for a method for inserting or removing a tolerance insert in a
magnetic chamber of a switching device.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Schaltgerat (10), insbesondere Niederspannungsschaltgerat, mit einem in einer Magnetkammer (3) vorgesehenen
Betatigungsmagneten (4), der durch wenigstens ein Federelement (6) in der Magnetkammer (3) fixiert ist, mit wenigstens einem beweglichen
Schaltkontakt und wenigstens einem feststehenden Schaltkontakt, wobei der wenigstens eine bewegliche Schaltkontakt durch den
Betatigungsmagneten (4) bewegbar ist, wobei die Magnetkammer (3) eine Montagedffnung (1) zum Einfligen bzw. Entfernen einer Toleranzeinlage
(2) aufweist. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Einfligen bzw. Entfernen einer Toleranzeinlage (2) in eine Magnetkammer (3) eines
derartigen Schaltgerates (10).
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